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Лінії струму в контактній площинці (КП) під виводом розподілені 

нерівномірно. Розрахунок тієї складової опору КП, яка визначається не-
рівномірністю розподілу ліній струму авторами в [1,с.127] запропоновано 
здійснювати за аналогією розрахунку ємності конденсатора. Такий підхід 
має недоліки. Опір КП подамо у виді суми двох складових: Rкпл = Rкп1 + Rкп2 , 
де Rкп1 – опір передвивідної (за напрямком струму) частини КП, Rкп2 - опір 
підвивідної частини КП. Rкп1  = ρ⋅а/b⋅t, де ρ – питомий опір КП, а – довжина 
передвивідної частини КП, b і t – її ширина і товщина. Складова Rкп2 

визначається із опору Rк  мікроконтактного з’єднання [2]: 
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.  Методика розрахунку наступна. Визначається опір 

підвивідної частини контактної площинки і деформованої частини 
мікродроту: Rкпд = Rк - Rкп. Розраховується перехідний контактний опір: 
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, де l – довжина деформованої частини мікродроту. 

Прийнявши співвідношення погінних опорів r1 і r2  для самих опорів із Rкпд  

визначається опір підвивідної частини КП: .
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Визначено опори КП ІС розміром 0,2х0,2 мм: алюмінієвої - 11,6 
мОм, алюміній-нікель-золотої - 16,2 мОм, із пасти 3713 – 3,1 мОм. 
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